ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2025 22 Fase do Concurso Nacional de Acesso

Estabelecimento: 3103 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design
Curso Superior: L257 Design de Espagos
Licenciatura
OPGAO CANDIDATURA ETAPA COLOCAGAO (contingente) DISTRITO/GAES DE CANDIDATURA
Opcao Cands.% Cols. % Etapa Colocacao Cands. % Cols. % Nota Distrito Origem Cands. % Cols. %
12 11 19 3 43 17 Geral 57 100 7 100 147.5 Leiria 18 32 2 29
28 12 21 2 29 Total 57 7 Lisboa 15 26 1 14
32 8 14 1 14 Coimbra 6 11 1 14
42 9 16 0 0 R. A. Madeira 3 5 1 14
52 9 16 0 O Setubal 3 5 0 o
62 8 14 1 14 Santarém 2 4 1 14
Total 57 7 Porto 2 4 0 0
Evora 2 4 1 14
SEXO DOS CANDIDATOS CURSO DO 12° ANO (15 mais frequentes) ~ Viseu t 2 00
Sexo Cands.% Cols. % Curso 122 ano Cands.% Cols. % Vila Real 12 0 0
o Guarda 1 2 0 0
Masc?. 16 28 3 43 F64 ArtAes y|sua|s ' 42 74 5 71 Castelo Branco 1 o 0 0
Femin. 41 72 4 57 F60 ClenmaseTecnoIogla:\s 5 9 1 14 Braga 1 2 0 0o
Total 57 7 966 Cursos EFA, Formagdes Modulares 2 4 0 0 Aveiro 1 2 0 0o
F72 Design de Produto 2 4 0 0 Total 57 7
. . otal
z F62 Linguas e Humanidades 1 2 1 14
MEDIAS dos Colocados P38 Técnico de Design de Moda 1 2 0 0
Nota de candidatura ~ 152.5 P37 TE?C”?CO deDesign t 2 00
Prova de ingresso 154.2 P36 T?cn!co de Delsenh? Digital 3D 1 2 0 0
Média do 122 ano 150.7 P17 Tecnlco~de Aljlr?wagao 2De 3D 1 2 0 0
Média do 10112 ano 150.7 F73 Produgéo Artistica 1 2 0 0
DISTRIBUICOES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos 12
10
8
7
5 5
3
2 2
1 1 1
. ! |
115 20 25 130 135 40 5 150 155 160 65 170
Colocados 4
2
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 20 25 130 135 40 5 150 55 160 165 170
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